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Sposob wytwarzania 3-10 perylenchinonu.

Zgloszono 16 pazdziernika 1923 r.
Udzielono 15 lipca 1925 r.
Pierwszenstwo: 28 pazdziernika 1922 r. (Austrja).

Wedtug sposobu, niestanowigcego przed-
miotu niniejszego wynalazku, mozna otrzy-
maé 1,12-dwuoksyperylen przez spieczenie
2,2'-dialoksy-1,1'-dinaftylu albo 2,2°-dio-
ksy-1,1°-dinaftylu z wolnym od wody chlor-
kiem glinowym samym przez si¢ albo przy
dodaniu wolnych od wody alkaljow, jak
weglan sodowy, ktéry przez redukcje py-
fem cynkowym moze byé przeprowadzony
w perylen, a ten przez utlenienie kwasem
chromowym — w znany w literaturze 3—10
chinon. Obecnie znaleziono, ze ten perylen-
chinon moze by¢ bezposrednio otrzymany
przez kondensacje 4,4'-dioksy-1,1'-dinafty-
lu (e dinaftol) albo jego alkilowanych po-
chodnych bezwodnym chlorkiem glinowym
do 3,10-dwu6ksyperylenu i wystawienie te-

goz na utlenienie powietrzem, przyczem
przechodzi on w odpowiedni 3,10-chinon,
ktory barwi z wisniowo-czerwonej kadzi
bawelng w jasno zélte odcienie,

Przyklad. 1 czeé¢ ¢,4'-dioksy-1,1-dinaf-
tylu rozciera si¢ z bezwodnym chlorkiem
glinowym i mieszanine te, po usunigciu do-
stepu wilgoci, ogrzewa w przeciggu 1—2
godzin do 150°C. Aby oddzieli¢ 3-10-pery-
lenchinon traktuje si¢ surowy produkt tu-
giem sodowym, odsacza sig¢ i straca chinon
przez wdmuchiwanie powietrza, Chinon ten
oczyszcza sie przez przekrystalizowanie z
nitrobenzolu. Co do swych wtasnosci odpo-
wiada on w zupelnosci opisanemu w lite-
raturze chinonowi (Monatshefte f. Chemie,
40. B. 155. S.).
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Zastrzezenie patentowe.

Sposéb wytwarzania 3—10 perylenchi-
nonu, znamienny tem, ze 4,4'-dioksy-1,1'-
dinaftyl albo jego pochodne alkilowane
traktuje si¢ zamykajacemi pierscien srod-
kami, jak np. chlorkiem glinowym, ewen-

tualnie przy dodaniu bezwodnych alkaljow,
np. sody, i surowy produkt przez odpowied-
nie utlenianie przeprowadza si¢ w chinon.

Hans Pereira.
Zastepca: M. Brokman,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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